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Монокристаллы вольфрамата, легированные трехвалентными ионами, широкого используются в лазерной технике, оптоэлектроние, солнечных элементах и т.д., благодаря отличному коэффициенту усиления, низкому порогу генерации, химической стабильности и превосходным фотолюминесцентным свойствами [1–3]. Известно, что ионно-кластерный пучок эффективно применяется для модификации поверхности различных материалов при минимальном повреждении материала, глубиной единицы нанометров [4–5]. 
[bookmark: _GoBack]Приведены результаты по обработке высоко- и низкоэнергетическими кластерными ионами аргона поверхности монокристалла KGd(WO4)2:Nd3+. Продемонстрировано, что в обоих случаях практически исчезли борозды, формируемые химико-механической полировки. После низкоэнергетического режима шероховатость поверхности изменилась незначительно, что соответствует ультрагладкой оптической поверхности. 
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